Solution for researching

Soporte Personalizado De Ptfe Para Manipulacion De Obleas,
Resistente A La Corrosion, Para Procesamiento De Polisilicio

Semiconductor
Numero de articulo: PL-CP287

Introduccion

Soportes de obleas de PTFE personalizados de
primera calidad, disefiados para entornos
guimicos extremos y procesamiento
semiconductor a alta temperatura. Estos
portadores resistentes a la corrosién garantizan
una manipulacién de alta pureza, un
funcionamiento de baja friccién y una
durabilidad excepcional para flujos de trabajo
criticos de fabricacién de polisilicio, energia
fotovoltaica y electrénica avanzada.

Aprende méas

Aplicacion Descripcion Beneficio clave

RS o s O el 4cido fluorhidrico y nitrico.

Sujecién segura de obleas de silicio durante la inmersién en mezclas agresivas de Resistencia excepcional a acidos y cero

contaminacion.

Utilizado como portador en secuencias de limpieza de multiples pasos que involucran Resiste la degradacién por agentes oxidantes

Proceso de limpieza RCA

Produccién de células solares - X )
superficial en la industria solar.

amoniaco y perdxido de hidrégeno.

Soporte de sustratos fotovoltaicos durante procesos de dopado y texturizado

fuertes.

Alta estabilidad térmica e inercia quimica.

Manipulacién de lingotes de Gestion de la colocacion de piezas de polisilicio de alta pureza durante la purificacién 'y  Evita la lixiviacién de iones metalicos y dafios por
polisilicio el anélisis. contacto superficial.

Material de laboratorio para Funciona como bastidor especializado para el almacenamiento y transporte de Garantiza el mas alto nivel de integridad y pureza
andlisis de trazas muestras de alta pureza en quimica analitica. de la muestra.

Mesa himeda para Integracion en sistemas automatizados de procesamiento himedo para limpieza y La baja friccion facilita una manipulacion
semiconductores enjuague de sustratos de gran volumen. automatizada fluida.

Actia como soporte no conductor y resistente quimicamente durante procesos de Aislamiento eléctrico combinado con estabilidad

Accesorios para galvanoplastia ., L,
B Y B electrodeposicién de precisién.

quimica.

Detalle de la especificacién

Identificacién del producto PL-CP287
Material base Politetrafluoroetileno (PTFE) de alta pureza
Proceso de fabricacion Mecanizado de precisién CNC / Fabricacién personalizada

Disponibilidad de personalizacién Totalmente a medida segun las especificaciones del usuario

Rango de temperatura -200 °C a +260 °C

Compatibilidad quimica Universal (inerte a la mayorfa de &cidos, bases y disolventes)
Acabado superficial Alta suavidad, antiadherente, hidrofébico

Configuracion de ranuras Ancho, profundidad y paso personalizables
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Aplicacion Descripcion Beneficio clave

Adaptada a la densidad y cantidad de sustratos

Capacidad de carga
Control de contaminacién

Dimensiones

Construccién sin metales ni aditivos

Disefio personalizado segln requisitos del cliente
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